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Sposéb wytwarzania ketonéw

Patent trwa od dnia 29 sierpnia 1957 r.

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwa-
rzania ketonéw z chlorkéw kwasowych.

Jeden ze znanycn sposob6w otrzymywania
ketonéw polega na reakcji chlorkéw kwaso-
wych z dwuchloroalkiloglinem.

Sposob ten jednak ze wzgledu na malg trwa-
lose, samozapalno$¢ na powietrzu dwuchloro-
alkiloglinu i energiczng jego reakcje z woda
jest w praktyce niewygodny, a nawet niebez-
pieczny.

Sposob wedlug wynalazku polega na zastoso-
waniu soli kompleksowej, dwuchloroalkilogli-
nu, otrzymanej przez ogrzewanie dwuchloro-
alkiloglinu z chlorkiem sodowym. S6l ta jest
trwala i bezpieczna w uzyciu oraz latwo rea-
guje z chlorkami kwasowymi. W wyniku re-
akcji otrzymuje sie z dobra wydajnoscig ke-

*) Wiasciciel patentu oswiadczyl, ze wspol-

tworcami wynalazku sg doc. dr Wiodzimienz
Dahlig, mgr inz. Natalia Porowska i mgr inz.
Stanistaw Pasynkiewicz.

tony. Przebieg reakcji mozna przedstawié na-
stepujgco:
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Przyktad 120 g soli kompleksowej roz-
puszcza sie na gorgco w 170 ml suchego ksyle-
nu. Tak otrzymany roztwoér wkrapla sie do 54
g chlorku propionyla rozpuszczonego w 100 ml
ksylenu. Temperature w kolbie reakeyjnej
utrzymuje. sie w granicach 15—20°C. Mieszani-
ne poreakcyjng wkrapla sie do lodu z kwasem .
solnym. Goérng warstwe oddziela sig¢, a dolng
ekstrahuje ksylenem. Poljczone warstwy suszy
sie nadsiarczanem sodowym i frakcjonuje na
wydajnej kolumnie. Otrzymuje sie 42 g dwu-
etyloketonu (84" wydajnoéci teoretycznej, li-
czac na chlorek propionylu).
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Zastrzezenie paitentowe

Spos6éb wytwarzania ketonow przez dzialanie
na chlorki kwasowe zwigzkami giinoorganicz-
nymi, znamienny tym, ze stosuje sie s6l kom-
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pleksowsg, otrzymana przez ogrzewanie dwu-
chloroalkiloglinu z chlorkiem sodowym.
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